
ВАЖНО!!!
Убедитесь в правильности выбора библиотеки согласно типу сканмаркера!!!

Trinity Implants LONG SCAN 2025 - библиотека для длинных скан маркеров
Trinity Implants SHORT SCAN 2025 - библиотека для коротких скан маркеров
*Актуальные библиотеки выложены на сайте www.stomsp.com их можно скачать
по ссылке https://stomsp.com/clinicans/biblioteki-cad-cam/

ВАЖНО!!!
При распаковке архивов с библиотеками убедитесь, что название папок соответствует 
названию архива!
Библиотеки привязаны к названию папок, в случае изменения названия папок при 
распаковке, сделать печатные модели не получится! 

http://www.stomsp.com/


Выбираем:
- Платформу имплантата – NL/NP
- Высоту отступа от платформы имплантата – от 0 до 4 мм 
- Основания с шестигранником - S
- Основания без шестигранника – SR
- Цементный зазор

Титановые основания NL

Титановое 
основание 
платформа NL/NP

с захватом

NL-ACA-S1-010

высота от платформы 
имплантата

Цементный зазор

Титановое 
основание 
платформа NL/NP

без захвата

NL-ACA-SR1-010

высота от платформы 
имплантата

Цементный зазор

Имплантаты HI-TEC
титановое основание

платформа NL

LOGIC (LGI) 
EXPERT (NPX)
IMPLEX (MPI)

Имплантаты Riellen’s
титановое основание

платформа NP

REACTIVE (RCT)
REACTION (RCN)

Имплантаты Nobel
титановое основание

платформа NP

ACTIVE 
Parralel CC

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. NL-IL D



Титановое 
основание 
платформа SL/RP 

без захвата

SL-ACA-SR1-010

высота от платформы 
имплантата

Цементный зазор

Титановое 
основание 
платформа SL/RP

с захватом

SL-ACA-S1-010

высота от платформы 
имплантата

Цементный зазор

Имплантаты HI-TEC
титановое основание

платформа SL

LOGIC (LGI) 
EXPERT (NPX)
IMPLEX (MPI)

Имплантаты Riellen’s
титановое основание

платформа RP

REACTIVE (RCT)
REACTION (RCN)

Имплантаты Nobel
титановое основание

платформа RP

ACTIVE 
Parralel CC

Выбираем:
- Платформу имплантата – SL/RP
- Высоту отступа от платформы имплантата – от 0 до 4 мм 
- Основания с шестигранником - S
- Основания без шестигранника – SR
- Цементный зазор

Титановые основания SL

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. SL-IL D



Выбираем:
1 Платформу имплантата NL/NP и SL/RP
2    Высоту отступа абатмента – 1,5 или 3 мм 
3    Абатменты с шестигранником – TD
4    Абатменты без шестигранника – TR D
5    Высоту будущей коронки - H
6    Цементный зазор

В библиотеку добавлены временные абатменты для платформ NL/NP и SL/RP
с  возможностью выбора высоты и цементного зазора.
С захватом (шестигранником):
NL ACA TD – 1,5 мм отступ от платформы имплантата
SL ACA TD – 1,5 мм отступ от платформы имплантата
NL ACA 3TD – 3 мм отступ от платформы имплантата
SL ACA 3TD – 3 мм отступ от платформы имплантата

Без захвата (шестигранника):
NL ACA TR D – 1,5 мм отступ от платформы имплантата
SL ACA TR D – 1,5 мм отступ от платформы имплантата
NL ACA 3TR D – 3 мм отступ от платформы имплантата
SL ACA 3TR D – 3 мм отступ от платформы имплантата

Временные абатменты NL/NP и SL/RP

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. IL D



Титановое основание 
платформа плоский 
шестигранник 

с захватом

ACA-S-010 высота от 
платформы 
имплантата

0.5 ммЦементный зазор

Титановое основание 
платформа плоский 
шестигранник 

без захвата

ACA-SR-010 высота от 
платформы 
имплантата

0.5 ммЦементный зазор

Титановые основания LGI+ / REMARK

Имплантаты HI-TEC
LOGIC + (LGI+)

SelfThread (TPX)

Имплантаты 
Riellen’s

REMARK (RMK)

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. IL D



Титановое основание
платформа 
плоский шестигранник 
(старый LGI+ до 2020 года)
с захватом

ACA-S1.0-010

Цементный зазор

высота от 
платформы 
имплантата

1.0 мм

Титановые основания LGI+ до 2020 года

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. IL D



Титановые основания LGI+ / REMARK

Имплантаты HI-TEC
LOGIC + (LGI+)

SelfThread (TPX)

Имплантаты 
Riellen’s

REMARK (RMK)

Титановое основание 
платформа плоский 
шестигранник 

с захватом

ACA-NT-010 высота от 
платформы 
имплантата

0.5 ммЦементный зазор

Титановое основание 
платформа плоский 
шестигранник 

без захвата

ACA-NTR-010 высота от 
платформы 
имплантата

0.5 ммЦементный зазор

Цифровой аналог, 
винт в комплекте 

Арт. IL D



Титановые основания для трехканального соединения

Имплантаты 
HI-TEC VISION

VRI 3.5 , VRI 4.3, VRI 5.0

Имплантаты
RIELLEN’S RETECH

RTC NP, RTC RP

Имплантаты 
NOBEL REPLACE

NP, RP, WP

R- без захвата

Платформа RV (Hi-TEC) RP (Riellen’s / Nobel)

Платформа WV (Hi-TEC) WP (Riellen’s / Nobel)

Платформа NV (Hi-TEC) NP (Riellen’s / Nobel)

R- без захвата

R- без захвата

Цифровые аналоги скоро будут!



Работа с MULTI-UNIT

Цифровой аналог MU-CL D

Возможности библиотеки Hi-Tec Implants 2025 

- С титановыми основаниями для стандартных MU;
- С титановыми основаниями для NARROW (узких) MU;
- С временными абатментами для стандартных и NARROW MU;
- Без титановых оснований (балка – BAR) с уровня MU.

MULTI-UNIT: HI-TEC / Riellen’s / Nobel

ТО для стандартных MU и балка (Disk Bar)

Временный абатмент (титановый рукав) для стандартных MU, высота 12 мм 

Временный абатмент (титановый рукав) для стандартных MU, высота 6 мм

ТО для NARROW  (узких) MU и балка

Временный абатмент для NARROW (узких) MU, высота 12 мм

Временный абатмент для NARROW (узких) MU, высота 6 мм



Работа со стандартным MULTI-UNIT.
Титановые основания MU-TPC NT

Титановые основания 
для стандартных 

MULTI-UNIT

Балка с уровня стандартного
MULTI-UNIT абатмента,

без титанового основания

Цифровой аналог 

Арт. MU-CL D



Работа со стандартным MULTI-UNIT.
Временный абатмент MU-TPC FS

Цифровой аналог 

Арт. MU-CL D

Временные абатменты
для стандартных 

MULTI-UNIT



Работа с NARROW MULTI-UNIT.
Титановые основания MU-TPC NT N

Титановые основания 
для 

NARROW MULTI-UNIT

Балка с уровня  NARROW
MULTI-UNIT абатмента,

без титанового основания

Цифровой аналог 
Арт. MU-CL D N



Работа с NARROW MULTI-UNIT.
Временный абатмент MU-TPC FS N

Временные абатменты
для 

NARROW MULTI-UNIT

Цифровой аналог 

Арт. MU-CL D N


